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Fig. 1

(57) Abstract: Proposed is a device for drying disk-shaped substrates, comprising a body having a horizontal main direction of extent
and having a cross-sectional profile transverse to the main direction of extent, the cross-sectional profile tapering upwardly in the vertical
direction, wherein; the body has on its top side a plurality of support positions which are suitable for supporting disk-shaped substrates;
the plurality of support positions are arranged along the main direction of extent; the plurality of support positions are adjoined by
surfaces of the body which slope downward from the support positions; at least a proportion of the downwardly sloping surfaces of
the body which adjoin the support positions have an upper portion and a lower portion; and the upper portion is more hydrophilic than
the lower portion.
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(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zum Trocknen von scheibenférmigen Substraten umfassend einen Korper mit einer horizonta-
len Haupterstreckungsrichtung und einem Querschnittsprofil quer zur Haupterstreckungsrichtung, das sich in vertikaler Richtung nach
oben verjiingt, wobei der Korper an seiner Oberseite mehrere Auflagepositionen aufweist, die dafiir geeignet sind, scheibenformige
Substrate abzustiitzen, die mehreren Auflagepositionen entlang der Haupterstreckungsrichtung angeordnet sind, an die mehreren Auf-
lagepositionen Flachen des Korpers angrenzen, die ausgehend von den Auflagepositionen abfallen, zumindest ein Teil der an die Auf-
lagepositionen angrenzenden, abfallenden Fléchen des Kérpers einen oberen Abschnitt und einen unteren Abschnitt aufweisen, und der
obere Abschnitt hydrophiler als der untere Abschnitt ist.



